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Descriere:

Inventia se refera la domeniul purtatorilor fototermoplastici pentru metode optice de imprimare a informatiei si poate fi utilizata
in electrofotografie.

Este cunoscut, ca dintre purtétorii fototermoplastici cu fotosensibilitate inaltd si rezistentd la actiunea diferitelor tipuri de iradieri
mai detaliat sunt cercetati purtatorii pe baza derivatilor carbazolului ce contin un strat fotosensibil de fotopolimer organic, depus pe
un suport metalizat transparent. Initial, o raspandire mai vastd au avut-o polimerii $i copolimerii 9-vinilcarbazolului si 9-
epoxipropilcarbazolului. in fotografia fard argint s-au folosit si unii alchilcarbazoli, oxitani, siloxani si unii esteri metacrilici ai
hidroxialchilcarbazolului [1].

Insa purtitorii fototermoplastici cunoscuti sunt deficitari si poseda fotosensibilitate relativ micd in diapazonul vizibil al
spectrului.

Mai apropiat din punct de vedere tehnologic de cel propus este purtatorul fototermoplastic ce contine un strat fotosensibil de
fotopolimer organic, depus pe un suport metalizat transparent [2]. In calitate de fotoconductor organic se utilizeaza carbazolil-9-
etilmetacrilatul copolimerizat cu alchilmetacrilati (plastifiant) in prezenta de initiator azo-bis-izobutironitril cu urmatorul continut, in
% mol:

carbazolil-9-etilmetacrilat 48-78
plastifiant 18-48
initiator azo-bis-izobutironitril 2-4.

Insa acest purtitor fototermoplastic cunoscut poseda fotosensibilitate relativ mica.
spectral fotosensibil.

Esenta inventiei consta in introducerea purtatorului fototermoplastic alcatuit dintr-un strat fotosensibil pregétit din fotopolimer
organic, depus pe un suport metalizat transparent. Stratul fotosensibil se prepara din compozitie de fotopolimer cu un continut de 3-
12% de adaos de compus fotocromic din seria nitroderivatilor-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiranului.

cu fotocromul.
Inventia se explica prin desenele care reprezinta.

complecsi cu transfer de sarcina, ce conduc la aparitia unei noi benzi de absorbtie in diapazonul vizibil al spectrului.
Purtatorul de informatie fototermoplastic se pregateste in felul urmator.

Exemplul 1. La 20 ml de solutie de 15% de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol in toluen se adauga 0,09 g (3% din masa
fotopolimerului) 6-metil-8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Amestecul se agita si se incélzeste la baia de apa pana la di-
zolvare completd, apoi se filtreaza si cu ajutorul unei instalatii de umezire se depune pe o pelicula de lavsan metalizat. Grosimea
stratului de fotopolimer constituie 2,5 pm.

Dupa uscare la aer peliculele de fotopolimer se mai usucd 3-3,5 ore intr-un dulap de uscare la temperatura de 40-45°C. Grosimea
straturilor de fotopolimer se determina cu ajutorul interferometrului MII-4. Fotosensibilitatea se verifica prin metoda relaxarii poten-
tialului de pe suprafata stratului de fotopolimer, in intervalul de temperaturd de 20-80°C. Fotosensibilitatea straturilor de fotopolimer
la temperatura camerei constituie 6,100°1c' g

Exemplul 2. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol in toluen (w=15%) se adauga 0,18 g (6%) de fotocrom
6-metil-8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Dizolvarea si prepararea stratului de fotopolimer se efectueazd conform ex. 1.
Grosimea stratului de fotopolimer este de 2,5 pum. Fotosensibilitatea la temperatura camerei constituie 8,000071c"' ! si este de 1,5 ori
mai 1naltd in comparatie cu cel mai apropiat analog.

Exemplul 3. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol in toluen (w=15%) se adauga 0,24 g (8%) de fotocrom
6-metil-8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Din solutie se obtin straturi de fotopolimer, conform ex. 1, cu grosimea de 2,5
pm. Fotosensibilitatea acestor straturi de fotopolimer constituie 9,50071c'[S"" i este de 2 ori mai inalta decit a celui mai apropiat
analog.

Exemplul 4. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol (w=15%) in toluen se adauga 0,30 g (10%) de fotocrom
6-metil-8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Dizolvarea compusului fotocromic si pregatirea straturilor de fotopolimer se
efectueazi conform ex. 1. Fotosensibilitatea straturilor de fotopolimer constituie 1,000071¢™' (S,

Exemplul 5. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol in toluen (w=15%) se adauga 0,36 g (12%) de fotocrom
6-metil-8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Dizolvarea si pregatirea straturilor de fotopolimer se efectueaza conform ex. 1.
Din cauza dizolvarii incomplete a fotocromului stratul de fotopolimer contine microcristale de fotocrom, ce micsoreaza transparenta
si fotosensibilitatea in comparatie cu exemplele precedente 7,5007Ic¢'[S.

Exemplul 6. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol (w=15%) se adauga 0,24 g (8%) 6-nitro-1,3,3-
trimetilindolinospirobenzopiran. Dizolvarea si pregitirea straturilor de fotopolimer se efectueazd conform ex. 1. Straturile de
fotopolimer ce contin 6-8% de fotocrom 6-nitroindolinospirobenzopiran nu-si schimba calitatile optice, dar posedad fotosensibilitate
de 2,5-3,0 ori mai inaltd in comparatie cu cel mai apropiat analog.
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Exemplul 7. La 20 ml de solutie de fotopolimer poliepoxipropilcarbazol (w =15%) in toluen se adauga 0,24 g (8%) de fotocrom
8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Pregatirea solutiei de fotopolimer se efectueaza conform ex. 1. Se observa imbunatati-

Exemplul 8. La 10 ml de solutie de fotopolimer din copolimerul carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilat cu continutul de 60:40
% mol se adauga 0,048 g (4%) de fotocrom 8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Straturile de fotopolimer se pregatesc
conform ex. 1. Fotosensibilitatea straturilor de fotopolimer coincide cu fotosensibilitatea celui mai apropiat analog si constituie
1,200°1c" S

Exemplul 9. La 10 ml de solutie de fotopolimer din copolimerul carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilat cu w =12% se adauga
0,072 g (6%) de fotocrom 8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Prepararea straturilor de fotopolimer se efectueaza conform
ex. 1. Fotosensibilitatea straturilor de fotopolimer constituie 1,7-1,80071c' [, adica de 1,5 ori mai inaltd decét a celui mai
apropiat analog, in intervalul de temperatura de 20-50°C.

Exemplul 10. La 10 ml de solutie de fotopolimer din copolimerul carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilatul cu w=12% se
adauga 0,096 g (8%) de fotocrom 8-nitro-1,3,3-trimetilindolinospirobenzopiran. Pregatirea straturilor de fotopolimer se efectueaza
conform ex. 1. Fotosensibilitatea straturilor de fotopolimer constituie 1,9-2,20071c'F, adica de 1,5-2,0 ori mai inaltd decat a celui
mai apropiat analog.

Rezultatele cercetdrilor cu privire la straturile de fotopolimer pe baza poliepoxipropilcarbazolului si copolimerului din
carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilat (60:  40% mol) in dependentd de continutul compusului fotocromic in fotopolimer sunt -
prezentate in fig. 1 si 2. Din ele rezulta ca straturile de fotopolimer poseda fotosensibilitate maximala la concentratia fotocromului

materialelor studiate permite inregistrarea informatiei optice intr-un diapazon mai larg, de la 400 pana la 700 nm.
Purtatorul de informatie propus asigura o fotosensibilitate de 3 ori mai 1naltd decat a celui mai apropiat analog, o extindere a
regiunii de sensibilitate spectrald in regiunea mai indepartata a spectrului (600-700 nm), utilizdnd compusi fotocromici.



